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資金調達実施のお知らせ   

～FLOSFIA、「コランダム構造酸化ガリウム（α-Ga2O3）」の事業化を加速～  

 
 注目の新規パワ ー半 導体「コラ ンダム 構造 酸化ガリウ ム（α-Ga2O3）」の開 発販売を
手掛け る株式 会社 FLOSFIA（本 社：京 都府 京 都市、 代表取 締役 社長 ：人羅 俊実、 以下
「FLOSFIA」）は、三 菱 重工業 株式会 社（ 本社 ：東京 都港区 、取 締役 社長： 宮永俊 一、
以下「三菱重工 」）を割 当先とする 第三者割 当 増資（金額非開 示）を実 施いたしま した。  

FLOSFIA は 、 画 期 的 新 材 料 「 コ ラ ン ダ ム 構 造 酸 化 ガ リ ウ ム （ α -Ga2O3）」 を 用 い た   
超低損・低コス トなパワ ー半導体の 事業化に 世 界に先駆け て取り組 む 京大発ベン チャー
企業です。FLOSFIA のα-Ga2O3 パワー半 導体 を、電源や インバー タ ー、モータ ー駆動
回路な どに 搭載す るこ とで、AC アダ プタ・ パ ワーコ ンデ ィショ ナー の小型 化や EV・
HV・無線給 電など のエ ネルギー効 率・燃 費の改 善などに貢 献するこ と が期待でき ます。  

FLOSFIA では、既に SBD（ショットキー バリ アダイオー ド）の実 証 試作に成功 し、
世 界 ト ッ プ デ ー タ と な る 特 性 オ ン 抵 抗 値 の 実 現 、 実 装 デ バ イ ス で の 高 速 動 作 の 確 認 、 
コンバータ ーでの変 換 効率アップ などに成 功 してまいり ました。  

今回の資金 調達によ り 、2018 年の SBD 量産 化、および その後の FET（トランジス
タ）の製品 化・量産 化 を加速させ 、より幅 広 い産業領域 への展開 や 事業拡大を 進めて
まいります 。  
 
【FLOSFIA について】  

会 社 名：株式会社 FLOSFIA（フロスフィ ア）  
http://flosfia.com 

所 在 地：京都市西 京区御陵 大 原 1 番 36 号 京大桂ベ ンチャープ ラザ北館  
代 表 者：代表取締 役社長 人 羅俊実  
事 業 内 容：酸化ガリ ウム系パ ワ ーデバイス の研究・ 製 造・販売 （ パ ワ ー デ バ イ ス 事 業 ）  

     各種金属 酸 化膜等の受 託成膜、 コ ーティング （ 成 膜 ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業 ）  

 
【本件に関 するお問 い 合わせ先】  

株式会社 FLOSFIA 
コーポレー トサポー ト 部（担当： 間嶋）  

TEL：075-963-5202 
Mail：info@flosfia.com 

以上  


